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摘要(译)

本发明公开了一种显示装置，其阵列基板上形成有墙形电极，墙形电极
将彩膜基板上的一行或一列子像素隔开并将每行或每列子像素分隔为两
行或两列亚子像素，两行或两列亚子像素所在区域分别形成光线透射区
和反射区，光线透射区和光线反射区内灌注的液晶使得透射区和反射区
的光线具有相同的光程差。本发明还公开了一种显示装置制作方法。本
发明能够实现显示装置的透射式和反射式显示，不受环境光干扰，可视
性强，节能；透射区和反射区盒厚一致，液晶响应时间影响小，工艺简
单；采用墙形电极，具有较高的横向电场，驱动电压可以得到显著降
低；不用补偿膜或者盒内延迟片，成本降低；透射区和反射区只有液晶
不同，制造工艺及电路驱动简单，可行性强。
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